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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

OFICINA JUIthMCA NACIONAL 

SUPERINTENDENCIA DE INDUS1RIA Y COMERCIO 
O.JN-230 
Bogota, D. C 30 de marzo de 2009 IIIIIIIIIIIJhhhJIIIIIIIIIIIIIIilhIlIlIflhII 

No. 04-201053-00006-0000 
Doctor Feclia; 2009-03-3114,48:54 Dep. 2020 NUECREACIONI 

Ira. 2 PATENTES Eve: I REGDEPOSITO 
GUSTAVO VALBUENA QulfJoNEs Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 16 
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO’�
Carrera 13 No 27-00 
Ciudad. 

Referenda: Recurso de ReposiciOn frente a Is Resoiuciôn 10539 del 27 de febrero do 2009 

Respetado Doctor Vaibuena: 

Catalina Malagon Cotrino, abogada en ejercicio identificada con Is cduia do ciudadanta No 
52.235.865 do Bogota, portadora de Is Tarjeta Profesional No 114.316 del Consejo Superior de Is 
Judicatura, en ejerciclo del poder otorgado por el Rector do Is Universidad Nacional de Colombia 
pare que represente a esa instituciOn acadØmica en el trâmite legal do solicitud do patente de 
invenciôn denominada "Procedimiento pars producir peilculas de nitruro de oro mediante Is tØcnica 
de deposiciOn fisica do vapores asistida por plasma en arco pulsado", por medio del presente 
interpongo recurso do reposiciOn contra Is Resoluciôn No 10539 del 27 de febrero de 2009 por 
medio do Is cual se declara abandonada Is solicitud do privileglo de patente de invenciOn contenida 
en ci expediente radicado con el ntmero 04-201053, con el fin de quo se revoque Is misma. Esta 
solicitud Is sustento en los siguientes argumentos: 

Con fecha del 10 de noviembre de 2004 Is Universidad Nacional de Colombia radica Is 
citud de privileglo de patente do invenciOn denominada "Procedimiento pare producir peliculas 
nitruro de oro mediante Is tØcnica de deposiciôn fisica de vapores asistida por plasma en Arco 
sado", solicitud a Is cual su oficina le otorgô el nCimero de radicaciOn 4-201053. Es importante 
War quo esta solicitud es suscrita por ci profesor Jorge Eduardo Hurtado GOmez, en su calidad 
Vicerrector do Is Bede Manizales do Is Universidad Nacional de Colombia, es decir, que Is 
citud de otorgamiento do Is patente Se efectUa a nivel institucional y no personal. 

Dentro do Is mencionada solicitud figuran como inventores el profesor Alfonso Devia 
ibillos y Gloria Patricia Estrada Aizate. El profesor Alfonso Devia fue docente de Is Universidad 
cional do Colombia en Is Bede Manizales, haste su faliecimiento en el aft 2008. Producto de su 
)or investigativa y academica, y en particular grÆs a su participaciOn en ci Grupo de Trabajo 
adØmico del Laboratorlo Fisica del Plasma de Is Universidad, del cual se sports Is informaciôn 
pectiva, desarrollo diversas invenciones entre elias Is seæalada en ci numeral primero del 
sente escrito. Teniendo en cuenta lo anterior, Is Universidad Nacional de Colombia, a travØs de 
dependencies correspondientes gestionô no sOlo el trØmite do protección de Is  invenciôn ante 

Superintendencia do Industria y Comercio, sino tambiØn los recursos econOmicos requeridos 
ra el mismo. 

cercia y tecnoIoga para el pals 
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3. En concordancia con 10 sefialado, una vez se publicO la solicitud correspondiente en la 
Gaceta de Propiedad Industrial No 552 del 31 de mayo de 2005, se iniciaron las gestiones 
pertinentes para solicitor el examen de patentabilidad y efectuar el pago de las tasas exigidas. As[ 
mediante ResoluciOn VR-1425 del 2 de agosto do 2005 la Vicerrectorla de la Sede Manizales, 
autonzO un Avance a nombre del profesor Pedro JosØ Arango Arango, miembro del Grupo de 
Laboratorio Fisica del Plasma antes mencionado con el fin do "solicitar la patentabilidad de 
procesamiento para producir peliculas de nitruro de oro mediante tØcnica de deposiciOn fisica do 
vapores’. Copia de la ResoluciOn se anexa al presente. 

4. Producto de lo anterior y dentro del tØrmino do seis meses establecido en el articulo 44 de 
la Decision No 486 de 2000, la Universidad Nacional de Colombia solicitô a  la Superintendencia de 
lndustria y Comercio la realizacion del examen do patentabilidad sobro la invenciOn. Dicha solicitud 
radicada el primero de septiembre de 2005, es efectuada a traves del profesor Alfonso Devia, en 
su calidad do docente do la Universidad, a nombre de esta y con recursos de la Universidad. tanL_. 
es asf, que la misma Superintendencia do Industria y ComercioeneLjpprjeØ  qtyaciQn&e.ft.1 
expediente 04-20 1053 seæala pnmero que el sohcitanteØTTIatente eja-Universidad Nacional de 
Colombia y segundo, indica que la presentaciOn do la solIc!tuçLde...exarnen  es present&da pr 
Alfonso Devia Cubillos �Universidad Nacional de Colombia- Manizales 

5. AsF las cosas, es claro entonces que se dan los requisitos establecidos en el articulo 44 de 
la DecisiOn Andina No 486 de 20001 toda vez que la solicitud se efectüo el I de septiembre do 
2005, tres (3) meses despues do la publicación en la Gaceta do  la Propiedad Industrial y que la 
solicitud seefectiaanornbre de la Universidad Nacional do Colombia, quien es la solicitante de la 
patente correspondiente. 

Por 10 anterior solicitO se revoque la ResoluciOn No 10539 del 27 do febrero de 2009 y en su lugar 
se proceda a disponer la aplicaciOn del examen do patentabilidad sobre la invenciOn 
"Procedimiento para producir peliculas do nitruro de oro mediante la tØcnica de deposiciOn fisica de 
vapores asistida por plasma en Arco Pulsado" 

Cord ialmente, 

CATALINA M LAGOIJ COTRINO 
Abogada Oficina Juridica Nacional 
Universidad Nacional de Colombia 
Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, piso 5 Oficiria 515 

Anexo lo anunciado en 6 folios. 
Reparto 273/09. Catalina Malagan Cotrino. 

ArtIculo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde Is publicaclon de Is solicitud, independientemente que cc 
hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberÆ pedir que se examine si Is invenclôn as  patentable. Los Palses 
Miembros podrÆn cobrar una tasa para Is roalizaciOn de este examen. Si transcurnera dicho plazo sin que el solicitante 
hubiera pedido que se realise ci examen, Is solicitud caerd an abandono 

2 
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Carrera 45 No. 26 -85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, plso 5 Oflcina 515 
Telefax: 57 (1) 3165075 dlrecto. Conmutador: 57 (1) 3165000 extension: 18167 
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GAWO LABORATOM RSOCA DEL PLASMA 

Creador del Grupo: 

ALFONSO DEVIA CUBILLOS (1953 - 2008) 

Director del Grupo 

PEDRO JOSE ARANIGO ARANGO 
Dlaranqoa@unal.edu.co 

Misión: 

Brindar medianfe el apoyo confioble del equipo interdisciplinario 
que comprende el laboratorio de FIsica del Plasma, un serviclo 
especializado en aplicación de tecnologIa de avonzada, para 
realizaci6n de anÆlisis en tratamiento de materiales, con los diversos 
equipos con que se cuenta; buscando favorecer al desarrollo del 
sector productivo, e investigativo. en la medida en que se resuelven 
sus demandas. Nuestro factor humano es determinante y de vital 
importancia, ya que se enlazan diferentes dreas del conocimienfo 
para su aporte al mejoramiento de estudios y avances que en el 
area de materiales se generan. Siendo necesario el contacto con 
la industria en la cual se demuestren las aplicabilidades oportunas y 
eficientes. 

VisiOn: 

Somas un grupo dedicado a generar investigaciOn como a prestar 
servicios de aplicabilidad de tecnologIa; acciones cloves con las 
cuales buscamos dIa a dIa consolidamos como cenfro de 
investigczción con tiderazgo en el conocimiento y desarrollo de 
procesamiento de materiales via plasma y del anÆlisis de materiales 
a travØs de las tØcnicas de caracterización de materiales, en la 
medida en que aportamos en la reducciOn de la brecha entre la 
relación serviclo e intercamblo tecnolOgico con la industria, 
comunidad productiva, educativa y cientifica. Logrando asi ser uno 
de los factores de oporte al dinamismo en investigación, creación e 
innovaciOn tecnológica no solo Nacional sino a nivel Internacional. 
El Laboratorlo de Fisica del Plasma busca proyecto su consolidaciOn 
como el proveedor mÆs importante a nivel nacional y con un 
posicionamiento en el mercado latinoamencano de servicios de 
control y monitoreo a travØs de Internet y de tecnologias asisfidas 
por plasma para los sectores educativo e industrial, con un liderazgo 
en investigación cientifica y tecnológica. 

Naturaleza (objetivo): 

� El funcionamiento del laboraforio se enmarca por las actividades 
del personal con que cuenta, Comprendido por un equipo de 
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3RUPO LABORANLODMO FOSH EL 

carÆcter interdisciptinario de fIsicos, inge leros y ad ini 
do la Universidad Nacional de Cola bia Sede M 
orientodo al Estudlo de la Fisica TeOrica en los cc PC 
Fluidos MagnetohidrodinÆmicos (MHD) y la Teorla in 
Plasmas; ademÆs so trabaja en la gen radon 

y 

perr 
innovaciOn tecnolOgica en dos areas Æsicas: In en 
Superficies Asistida par Plasma y Control 

y 

Supervisi6n de 
Instrumentos y Procesos Via Internet, con el fin de 
ventajas competifivas en la industria y sector el 
Æmbito ncidonal y latinoamericano. 
Nuestro carÆcter interdisciplinario nos permite dinar 
procesos de investigaciOn para generar On constan e d 
cientifico 

y tecnolOgico, mat erializado en soluciones e 
de innovación para elsector educativo y la industria .Ofi 
a nuestros clientes respaldo y confianza porque Co tai 
un equipo hurnano que trabaja constatemente p r s 
del cambio tecnológico. 

INTEGRANTES: 

� AngOlica Maria Echeverry 
Monsalve 

a Cesar Augusta Arboleda 
Garcia 

a Cesar Yamid Rendon 
� Christian David Salazar EnrIquez 

a Daniel Henao Castaæo 
a Diana Marcela Devia Narvoez 
� Diana Shirley Galeano Osorio 
� Diego Fernando Arias Mateus 

Diego Fernando Devia Narvaez 
o Fabian AndrØs Castano Giraldo 

a Francisco Javier Martinez 

� Juar Manuel 
Carr$,ona 

a Juad Pablo Li 

a Leorordo LOpez A 
a Liliarli Cristina Au 

� Luis 4klpidio Garcia 
� Marfn Eduardosr 

a Cscdir Alexandr Ti 

a Osc4r Giovan 
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ME 
GRUPO LARCRATOR10 MCA DEL PLASMA 

Tabares 
� Gonzalo Ivan Aizate 

Lopez 

� Javier AndrØs Rios Hurtado 
� 

Johanna ParraSua 
� Jorge HemOn Quintero Orozco 
� JosØ Dario Agudelo Giraldo 
� JosØ Lopez Toro 
� Juan David CaæOn Berm,dez 

� Oscar Oswaldo CÆrdenas 
Delgado 

� Paulo AndrØs Parra 
� Pedro Felipe Lombana 

GOmez 
� Pedro JosØ Arango Arango 
� Rogelio Ospina Ospina 
� Santiago Vargas Giraldo 
� Vicente Javier Benavides 

Palacios 
� Victor Hugo Salazar 

Gonzalez 
� Yulieth Cristina Arango 

PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLADOS DURANTE LOS 
ULTIMOS 3 AOS 

� Aplicaciones industriales de los recubrimientos superficiales por 
plasma 

� CaracterizaciOn de recubrimientos por difracciOn de rayos x 
� Caracterización elØctrica y magnØtica de un plasma 
� CaracterizaciOn a escala afómica por microscopla de fuerza 

atOmica de recubrimientos tipo diamante 
� CaracterizaciOn de recubrimientos de zno, tin y polimØncos 

utilizando la tØcnica de gdoes 
� CaracterizaciOn de un plasma pulsado para producir 

recubrimientos duros de tin, por medio de espectroscopia Optica 
de emisiOn. 

� CoracterizaciOn de un plasma utilizando sondas eØcfricas y 
magnØticas 

� Desarrollo, producciOn y caracterización de recubrimientos 
graduales y en multicapas producidos por papvd sputtering dc 

� DeposiciOn y caracterizaciOn de peilculas de tizrn mediante la 
tØcnica de arco pulsado 

� Desarrollo de un sistema aufomatizado y de control remofo via 
internet para un reactor monoevaporador de arco pulsado 

� Diseæo y construcciOn de un equipo experimental 
monoevaporador para la producción de recubrimientos 
tuncionales por arco pulsado bajo la tØcnica papvd 

� Diseæo y construcciOn de un sistema multicOtodo automafizado 
para deposiciOn fisica de vapores asistida por plasma en arco 
pulsado 

� Flujos magnetohidrodinOmicos y teorfa cinOtica 
� ImplementaciOn de laboratorios de fisica bÆsica a travØs de 

internet para los municipios de caldas 
� JOvenes invest igadores e innovadores 
� Nanocaracterización mecOnica de recubrimientos duros de tin y 

zrn producidos por descarga de arco pulsado 
� produccion y caractenzacion de recubrimientos de peliculas 

delgadas ufilizadas en la industria metalmecanica 
� Producción de pelIculas duras tipo diamante por arco de plasma 

pulsado 
� Producción y caracterización de pelIculas de aun utilizando un 

sistema de arco pulsado 
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� Producción y caracterización de recubi 
de fin/dic/tin/dic en peilculas delgadas. 

� Programa exporte (mincomex) - Łxpori 
servicios tecnologicos 

� Recubrimientos de metales con peilculcis 
por el mØtodo de deposición de plasma 

� Recubrimientbs de nitruro de boro cUbic 
la tecnologIa de mutticapas para 
desempeæo de herramientas de carte 

� Sintesis y caracterizacion de peliculas 
fungsteno. 

PUBLICACIONES NACIONALES E INTERNAC 
ULTIMOS TRES AOS: 

DEL PLA 
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� ANALISIS COMPUTACIONAL DE PELICULAS DE TIALN EN UN SISTEMA 
CRISTALINO FCC 

� CARACTERIZACION DE PE-LICULAS DELGA AS DE SIC Y Zr 2-Y203 
PRODUCIDAS POR MAGNETRON SPUTTERING Y POS -RE OCIDO 
CON LASER DE CO2 

� Characterization of Thin Films Using Different Sca ning Probe 
Microscopy (5PM) Modes 

� Characterization of plasma produced by pulsed rc Using an 
electrostatic 

� Characterization of a plasma produced by pulsed 3rc using an 
electrostatic double probe 

� Characterization of bilayer coatings of Ti /ZrN grown using pulsed 
arc PAPVD 

� Craters formation in a graphite cathode produced by PL Ised arc 
at low pressure 

� El Estado Plasma 
� CALCULO DEL TORQUE DE UN ROTOR PARA LIN REACTOR 

INDUSTRIAL UTILIZADO EN LA PRODUCCI N DE REC BRI IENTOS 

� 

0 

I 

0 

0 

0 

POR MEDIO DE ARCO PULSADO 
CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE UN INSTRL 
UTILIZADO PARA.PRODUCIR NANODEFOR ACION E 
ALTAMENTE RIGIDAS 
CARACTERIZACIÔN MORFOLOGICA DEL EPICARPIC 
DEL CAFÉ EMPLEANDO LA TÉCNICA DE MICROSCOP 
ATOMICA (AFM) 
Characterization and Surface Treatment of Mate 
MADEAL S.A. Industry Productive Process of Rim 
Assisted Repetitive Pulsed Arcs Technique 
Conductividad AC y Procesos de Retajac on en PrO. 
DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMA IZADO Y 
REMOTO PARA UN REACTOR MONOE APORADO 
PU LSA DO 
DESCRIPCION DE CELDAS FCC PARA P LICULAS D 
TiAIN POR MEfODOS COMPUTACIONALES 
Deposition And Characterization of (T ,Zr)N Thin 
Through PAPVD By The Pulsed Arc Technic ue 
Determination of friction coefficient on rN and TIN 
force microscopy (LFM) 

kEN1TO AFM 
SU PERFICIES 
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GUPO LAWRAITORPO LFOSOA DEL PLASMA 

� Diagnostics of Pulsed Vacuum Arc Discharges by Optical Emission 
Spectroscopy and Electrostatic Double Probe Measurements 

� Diagnostics of pulsed vacuum arc discharges by optical emission 
spectroscopy and electrostatic double-probe measurements 

� EFFECTS OF THE SUBSTRATE TEMPERATURE IN AuN THIN FILMS BY 
MEANS OF X-RAY DIFFRACTION 

� Effect of the substrate temperature in ZrN coatings grown by the 
pulsed arc technique studied by XRD 

� Growthand characterization of AuN films through the pulsed arc 
� Hematite thin fims: growth and characterization 
� IMPLEMENTATION OF A SWITCHED DC ARC POWER SUPPLY FOR 

THE PRODUCTION OF HARD COATINGS 
� INDUSTRIAL APPLICATION OF THIN FILMS (11AI)N DEPOSITED ON 

THERMO-WELLS 
� Implementation of a switched DC arc power supply for the 

production of hard coatings 
� Industrial Aplicaf ion of (TiAI)N deposited on Thermo-wells 
� Influence Substrate Temperature on Structural Properties of 

TiN/TIC Bilayers Produced by Pulsed Arc Techniques 
� Influence of the Annealing Temperature on a Crystal Phase of 

W/WC Bilayers Grown by Pulsed Arc Discharge 
� MONITOREO DE LA IONOSFERA COLOMBIANA POR MEDIO DE UN 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 
� NANOCARACTERIZACION MECANICA DE PELICULAS DE NITRURO 

DE TITANIO (TiN) PORDUCIDAS POR DOS DIFERENTES TECNICAS 
PAPVD 

a NANOLITOGRAFEA POR OXIDACION LOCAL DE PELICULAS 
DELGADAS DE NITRURO DE TITANIO USANDO EL MICROSCOPIO DE 
FUERZA ATOMICA 

� Preparation and characterization of ceramic thin films, structures, 
and nanocrystals using CO2 laser annealing treatment 

� Reply to the comment Nature of low-temperature... 
a SINTERIZACION DEL COMPUESTO Lo0.5Ba0.5MnO3 POR 

REACCION SOLIDA 
� Structural and Morphological Difference Between Tu/T1N/T1CN 

Coatings Grown in Multilayer and Graded Form 
a Study of W/WC Coating Varing the sustrote Temperature 
� Study of TIN and ZrN thin films grown by cathodic arc technique 

a Study of W/WC Coatings Varying the Substrate Temperature 
� The importance of RID and P Vs h&#951; curves on indentation 

studies of TiN films deposited onto M2 and 304L steels 
� Time-averaged field at the equator: Results from Ecuador 
� Stability study for the MHD problem in perforated and parallel 

walls 
� CARACTERIZACION DE GRANOS SUPERFICIALES PRESENTES EN 

ACERO Ml 
� DEPOSICION Y CARACTERIZACION DE PELICULAS DE TiZrN 

MEDIANTE LA TECNICA DE ARCO PULSADO 
� DESCRIPCION DE CELDAS FCC PARA PELICULAS DELGADAS DE 

T1AIN FOR MEFODOS COMPUTACIONALES 
� DISEtJO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA MULTICATODO 

AUTOMATIZADO PARA DEPOSICION FISICA DE VAPORES ASISTIDA 
FOR PLASMA DE ARCO PULSADO (PAPVD) 

� DISEr10 Y CONSTRUCCION DE UNA FUENTE DE POLARIZACION 
(BIAS) AUTOMATIZADA PARA MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES 

��GoAiios" 
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FISICAS Y QUIMICAS DE RECUBRIMIENTO FUNCION 
TECNICA PAPVD 
Deposicion y Caracterizacion de Pelicul $ de T1ZrIN 
tecnica de arco pulsado 

� Growth and characterization of AuN films through th 
Influence of deposition pressure on the str cturat me 
decorative properties of TIN thin films deposited by 
evaporation 

� Study through STM of AuN films grown ysing PAP\ 
ARC 

PARTICIPACION A EVENTOS DURANTE LOS (IL 

� ill Congreso Nacional de Ensenanza de 
� International workshop Frontiers in Mate 
� Segundo Simposio Regional ElectrOn 

Industriales, 2006. 
� Third international topical meeting 

nanotechnology 2006. 
� Transferencia de tecnologia y negocia 
� VII ESCUELA NACIONAL DE FISI( 

CONDENSADA, 2006. 
� VII Escuela Nacional de Fisica de la Ma 
� XVIII Latin American Symposium on Solic 
� Eighth International Conference c 

Application of Nanotubes, 2007. 
� XII Latin-American workshop on plasma 
� III Congreso Nacional de Enseflanza de 
� Cartagena del 17 cii 20, de. Octubre. 0 
� CLACSA 2007. Lucero Alvarez. Participa 
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0296 
Bogota, D. C. 26 MAR. 2009. 

Seæores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Carrera 13 No 27-00. 
BOGOTA, D.C. 

REFERENCIA: Poder. Radicación 04-201053 

MOISES WASSERMANN LERNER, identificado con cØdula do ciudadanla 
17.157.126 do Bogota, actuando en nombre y representadón de  la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente universitarlo autónomo del 
orden nacional, en ml. calidad de Rector, nombrado por Resolución 070 
del 18 de abril de 2006 y posesiorado segOn consta en el Acta No. 001 de 
mayo 02 del mismo aæo y por tanfoRepresentanfe legal de ella, conforme 
a lo dispuesto en el arficulo 13 del decreto 1210 de 1993, a usted me 
permifo manifestar que otorgo poder ’especial, ampilo y suficienfe a a 
doctora CATALINA MALAGON COTRINO, mayor de edad, domictitada en 
Bogota, con cØdula de ciudadanIa 52.235.865 do Bogotó, Abogada en 
ejercicio port adora de la 1., P. 114.316 del Consejo Superior de. ,la 
Judicatura, para que adelante el trÆmite legal de solicitud de patente do 
invención denominada "ProcŁdirniento para producir pelIculos de nitruro 
do oro mediante la fØcnica dedeposicion f(sica de vapores osisticla por 
plasma en arco pulsado" e interponer los recursos a que haya Jugar dentró 
del expediente radlcado 04-201053. 

La doctora MALAGON .CRINO. queda ampliamenfe facultada para 
recurrir, pedir pruebas, framit& incidentes y demÆs faculfades previstas en 
la ley para este flpö de mandafos. 

Atenfamenfe, 

Lnc - a-?:o %r--A 
MOISES WASSERMANN LERNER 
C. C. 17.157.126 de Bogota 

3UPERINTENDENCIA jEJ  V COMERCC 

SantafØ de Bogota,

 #j2zNIRLA

Pr e,tadO persOalmeflte por 

C .C. de lbn/ 

’4f..i1rrSPCEPtafla GeriI 

bPtNÔth4S’  CôMEcx 
3CRETARA NEMU AD-HOG 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

HACE CONSTAR: 

par Ley 66 do 1867 so creó  la Universidad Nacional do Colombia. 

us la Ley 30 do 1992, otorgo facultades extraordinanas al Presidents do la RepUblica para reestructurar la 
niversidad Nacional do Colombia. 

an virtud de esas facultades, so expidió el Decreto Nimero 1210 do 1993, "Par la cual se reestructura el 
ren organico do Pa Universidad Nacional do Colombia". 

10ue segtn el ArtIculo 10 del Decreto 1210 do 1993, la Universidad Nacional do Colombia as un ante 
iniversitario autOnomo del orden nacional vinculado al Ministorio do EducaciOn Nacional, con rógimen 
special, de carÆcter docente e investigativo. 

segün el ArtIculo 3Q del mismo Decreto la Universidad Nacional do Colombia as una persona juridica 
ioma, con gobiemo, patrimonio y rontas propias. 

us do conform idad con el Art(culo 13 del mismo Decreto el Rector as oP reprosentante legal de la 
niversidad y el responsable de su dirección acadØmica y administrativa. 

la Universidad Nacional do Colombia tiene su domicillo an la ciudad do Bogota, Distrito Capital. 

us segün resoluciOn No. 070 del 18 de abril do 2006 yActa do PosesiOn NUmero 001 del 2 do mayo do 
)06 del Consejo Superior Universitarlo, el doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identificado con la 
Ædula de Ciudadanra nUmoro 17.157.126 do Bogota, y Libreta Militar nUmero C257827-D.M. No. 1, ejerce 
s funciones do Rector do la Universidad Nacional do Colombia para el periodo 2006-2009. 

Esta constancia so expide an Bogota, a los 

JORGE ERNES PINZON 
Secretano General 

Ortega R. 

ciencia y tecnologla para el pals 

Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIRREZ, piso 50. Oficina 557 
TelØfanos: 3165280 Conmutodor 3165000 ext 18050- 18054- 18351 

Telefax: 3165107 ext 18052 
Carreo electrónico: secgener@unal.edu.co 

Bogota Colombia, Sur America 
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RESOLUCI(5N NUMERO 070 DE 2006 
(Acta 010 del 18 de abril) 

Por la cual se nombra al Rector de Is Universidad Nacional de Colombia para el periodo 
2006-2009 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARJO, 
an uso de sus atribuciones leales, an particular las establecidas an el literal c) 

del articulo 12 del Decreto 1210 de 1993 

RESUEL.VE: 

ART1CULC) 1. Nombrar al Doctor MOISES WASSERMANN LERNE, 
identificado Con la CØdula de CiudadanIa No. 17.157.126 de Bogota, como Rector 
de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2006 - 2009. 

ARTICULO 2. La presente resoluciOn rise a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE.-

Dada an Bogota, D.C., a los dieciocho (18) dIas del mes de abril del aæo dos mil seis 
(2006) 

10EC1LIA MARIA VELEZ WH 
- ...............PrŁsidenta....... 

Fabiala Ortega FL 

1?1EUBETH LOPEZ RICO 
.’ Secretaria 

’I 



ACTA DE POSESION NO. 001 

En Bogota, D.C.., hoy dos (02) de mayo del aho dos mil seis (2006), en presencia de 
Ia Seæora Ministra de EducaciOn Nacional, tomó posesiOn del cargo de Rector de Ia 

� 

Universidad Nacional de Colombia al Doctor, MO1SES WASSERMANN. 
LERNER, quien fue designad.o madiante ResoluciOn No. 070 de fecha 18 de abril 
cIa 2006, expedida por el Consejo Superior Universitarlo.. 

El posesionado se comprometió ante el Consejo Superior Universftario a cumplir là. 
Constrtucion de Ia Repüblica, las leyes ylos reglamentos de Ia Universidad Nacional 
de. Colombia, sirviendo con lealtad a Ia NaciOn y a Ia Universidad en at desempofiode 
ta misión qua se Is encomienda. 

los siguientes documentos: 

- CØdula de Ciuciadanha No; 17.157.126 de Bogota 
- - Libreta Militar No. C 25 7.827� D.M. No.. 1 

que conste, se rafrenda Ia presente Acta con las firmas de Ia Presidenta del 
sjo. Superior Universitarlo y del posesionado. 

4.: MiAdVItLEEZ 
La Prasidenta 

MOISES WASSERMANN LERNER 
El Posesionado 

12 
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Mlnisterlo de Educaclón Naclonal 
Vicemimsterio de EducacIÆn Superior 
SutxlirecciOn de lnspección y Vigilancia 
RepUblica de Colombia 

tibe,tady0ideu 

EL SU8DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA 
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÔN SUPERIOR 

EN CUMPLZMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS 
POR EL DECRETO 4675 DE 2006 

CERTIFICA: 

el/(la) UNIVERSIDAD NACIONAI. DE COLOMBIA(código: 1101) con domidlio en BOGOTA D.C., es una institudón  de 
ción superior, OFICLAL organizada coma ente universitarlo autónorno, con regimen especial, vinculada at Ministerlo de 

ación Nacional en 10 que se rellere a las poifticas y a la planeación del sector educactivo, creada mediante la Icy 66 de 22 de 
ft rnbre de 1867 

la mencionada instituclon cuenta con seccionales en las dudades de: Medellin codigo (1102), Manizales codigo (1103), 
Ira codigo (1104). Arauca codigo (1124), Leticia codigo (1125) y San Andres codigo (1126). 

Quo al folio 275 dlIflguido con ci reglstro 272 del libro de rectcwes y representantes legates de las instthiclones de educación 
suerior aparece irscilto(a) el(la) Doctor MOISES WASSERMANN LERNER, idenftficado(a) con cØdula de dudadania No 
17. 57.126 expedida en Bogota como RECrOR, par un periodo comprendido entre ci 2 de mayo de 2006 y ci 1 de mayo de 
20C9, que dicha insciipción se efectuó  el  de mayo de 2006 d.c conformidad con 10 dlspuesto en el/(Ia) RESOWCION 070 del 18 
de bril de 2006, expedido(a) par el(la) CONSE30 SUPERIOR 

Q4 at folio 275 distinguido con ci registm 272 del libro de rectores y representantes legates de (as initudones de educadón 
superior aparece insctlto(a) el(la) Doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identhlcado(a) con cØdula de dudadania No 

. 17457.126 expedlda en Bogota como REPRESENTANTE LEGAL, par un periodo comprendido entre ci 2 de mayo de 2006 y ci 
1ce mayo de 2009, que ditha lrisciipdOn se efectuó el3 d.c mayo de 2006 de conformidad con to dispuesto en el/(la) 
RE$OLUCION 070 del 18 de abril de 2006, exped.ido(a) pot el(la) CONSE30 SUPERIOR 

Dc onformadad con Ia establecido por la Lay 962 de 2005, los actos de registro aqul certificados quedan en firme anco(5) dias 
habties despuØs de la fecha de insalpcldn, siempre que no sean objeto de reuuisos en la via gubemaliva. 

La lformacidn algoada en este certlfkado corresponde a la Ciftlma reportada par pane de la lnstituddn 

Dc onformldad con ci Decreto 2150 de 1995 y la ResoludÆn No.2370 del 24 de mayo de 2006 expedida par ci Ministetlo de 
Ed 6n Naclonal, la firma mecÆnlca que eparece a continuadda gaza de plena valldez pare todos Ics efectos legates. Este 
doaimento requlere de sello preentintado de Atendón al Oudadano de la  Seaetanla General y ci vlsto bueno de uno de sus 
pro �onales o asesores. 

Se la presente certlflcadón en  Bogota D.C., a los 29 dfaS del mes de enero de 2009, par sodtud de (a Instttudón 

ARTURO PATthO GALINDO 
tie Inspecck5n y Vigilanda 

Cento Adinlnistrativo Naclortal, Cale 43 No 57.14 PDX 2222800 e43239. 1ax2221612 ww.nineckcacioov.CO 
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